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 خودتمیزشوندهساخت پوشش سیلیکای ضدبازتاب 

 2، اکبر اسحاقی1مرتضی مصباحی احمد

 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان )کارشناسی ارشد( -1

 مالک اشتر، اصفهان )استادیار(دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی  -2

 خلاصه

‌صفحه‌های‌خورشیدیها‌شهیش ‌‌منظور‌به‌ی‌محافظ‌در ‌ها‌پوششکاهش‌بازتاب‌با .‌شوند‌یمی‌ضد‌بازتاب‌پوشش‌داده

بر‌سطح‌‌گردوغباربه‌دلیل‌تجمع‌‌ها‌پوششعملکرد‌این‌را‌کاهش‌دهد،‌اما‌‌بازتاب‌تواند‌یمبر‌روی‌شیشه‌‌بازتابضد‌‌یها‌پوشش

که‌دارای‌خواص‌‌ضدبازتاب‌فوق‌آبگریزپوشش‌با‌هدف‌تهیه‌‌تحقیقاین‌.‌به‌همین‌دلیل‌ابدی‌یمصفحه‌های‌خورشیدی‌کاهش‌

‌استفاده‌از‌روش‌غوطه‌وری‌بر‌سطح‌‌سیلیکابدین‌منظور‌پوشش‌‌می‌باشد‌انجام‌شد.خود‌تمیز‌شوندگی‌‌و‌بازتابکاهش‌ با

بازتاب‌کلی‌‌یسنج‌فیط‌یها‌روشبا‌استفاده‌از‌‌ها‌پوششمشخصه‌یابی‌شد.‌اصلاح‌‌CTMSشیشه‌لایه‌نشانی‌و‌سپس‌توسط‌

‌قرمز‌مادونتبدیل‌فوریه‌‌شده‌فیتضع ‌میکروسکوپ‌الکترونی‌روبشی‌گسیل‌میدانی‌یسنج‌فیط، میکروسکوپ‌نیروی‌‌و‌نوری،

شوندگی‌‌زیخود‌تم‌‌آزمون.‌سپس‌زاویه‌تماس‌آب‌بررسی‌شد‌یریگ‌اندازهتوسط‌‌ها‌نمونهخواص‌فوق‌آبگریزی‌‌انجام‌شد.‌اتمی

درجه‌و‌زاویه‌لغزش‌کمتر‌از‌‌150با‌زاویه‌تماس‌بالاتر‌از‌‌CTMSاصلاح‌شده‌با‌‌سیلیکای.‌پوشش‌نجام‌گرفتا‌اهپوشش‌بر‌روی

اصلاح‌‌سیلیکایدرجه‌برای‌تمیز‌کردن‌گرد‌و‌غبار‌با‌قطرات‌آب‌بسیار‌کارامد‌است.‌طیف‌عبور‌شیشه‌پوشش‌داده‌شده‌با‌‌10

‌سیلیکایپوشش‌از‌که‌استفاده‌‌دهد‌یمنتایج‌نشان‌درصد‌افزایش‌یافته‌است.‌‌95نشان‌داد‌که‌مقدار‌عبور‌تا‌‌CTMSشده‌با‌

ی‌فتوولتائیک‌و‌ها‌دستگاهی‌دار‌نگهی‌ها‌نهیهزشونده‌در‌کاهش‌‌زیخود‌تم‌ضد‌بازتابپوشش‌‌عنوان‌به‌CTMSاصلاح‌شده‌با‌

‌.‌بر‌روی‌سطوح‌بسیار‌مفید‌است‌گردوغبارخورشیدی‌از‌طریق‌کاهش‌تجمع‌‌صفحه‌هایجلوگیری‌از‌کاهش‌بازده‌

‌،‌فوق‌آبگریزی،‌خود‌تمیز‌شوندگی،‌خواص‌اپتیکی،‌صفحه‌خورشیدیسیلیکاپوشش‌‌کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

یانه‌تابش‌به‌این‌دلیل‌که‌انرژی‌ورودی‌سالو‌با‌محیط‌زیست‌‌یسازگارآن،‌‌با‌توجه‌به‌منبع‌پایان‌ناپذیرانرژی‌خورشیدی‌

ن‌شکل‌انرژی‌های‌در‌حال‌حاضر‌مهم‌تری‌،خورشیدی‌بر‌روی‌زمین‌بیش‌از‌چندین‌هزار‌برابر‌مصرف‌انرژی‌سالیانه‌جهان‌است

‌است ‌پذیر ‌1]تجدید ‌آوری‌های‌[. ‌ساخت‌فن ‌در ‌توان ‌تبدیل ‌راندمان ‌بهبود ‌منظور ‌به ‌تلاش‌های‌بسیاری ‌گذشته ‌دهه در

‌ ‌انرژی ‌سنتی ‌منابع ‌با ‌رقابت ‌جهت ‌فتوولتائیک‌در ‌است. ‌گرفته ‌انجام ‌های ‌دستگاه ‌‌فتوولتائیکاکثر ‌جمله ‌هایاز ‌صفحه

و‌پردازش‌این‌شیشه‌نقش‌مهمی‌در‌تعیین‌بنابراین‌انتخاب‌‌هستند.خورشیدی‌آلی‌و‌غیر‌آلی‌دارای‌یک‌محافظ‌شیشه‌ای‌

با‌‌کاهش‌بازتاب‌منظور‌به‌ی‌محافظ‌در‌صفحه‌های‌خورشیدیها‌شهیش‌.[2-4]‌عملکرد‌کلی‌صفحه‌های‌خورشیدی‌ایفا‌می‌کند

عملکرد‌را‌کاهش‌دهد،‌اما‌‌بازتاب‌تواند‌یمبر‌روی‌شیشه‌‌بازتابضد‌‌یها‌پوشش.‌شوند‌یمی‌ضد‌بازتاب‌پوشش‌داده‌ها‌پوشش

‌ ‌‌ها‌وششپاین ‌تجمع ‌دلیل ‌کاهش‌‌گردوغباربه ‌خورشیدی ‌های ‌صفحه ‌سطح ‌‌.ابدی‌یمبر ‌تمام ‌این، ‌بر ‌های‌علاوه صفحه

چرا‌که‌باید‌تحت‌شرایط‌محیط‌طبیعی‌در‌کاربرد‌‌برف‌و‌باران‌و‌گرد‌و‌خاک‌هستند.تحت‌شرایط‌محیطی‌مانند‌خورشیدی‌


